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在全球半導體五大設備供應商中營收排名第二(僅次於應材)的 ASML，專門產銷曝光機系統(lithography 
system)，產品線從入門級的 i-line 到最高端的 EUV 一應俱全，目前也是 EUV 這種最高端曝光機全球唯

一供應商。 
 
#各類型曝光機銷售數量 
曝光機設備從簡單到複雜，其基本概念及 ASML 本季銷售量如下： 
i-line 曝光機：入門級的紫外曝光系統。日本的 Canon 是這類型機種的最大供應商。ASML 在本季售出 6
套。 
KrF 曝光機：氟化氪準分子雷射曝光機，是深紫外曝光機(DUV)的第一代。ASML 在本季售出 35 套。 
ArF 曝光機(乾式)：氟化氬準分子雷射曝光機，是深紫外曝光機(DUV)的第二代。ASML 在本季售出 4
套。 
ArFi 曝光機(浸潤式)：ArF 的進階機種，目前技術已可達 7 奈米製程。ASML 在本季售出 24 套。 
EUV 曝光機：極紫外曝光機，是目前最先進的曝光機系統，荷蘭 ASML 公司獨家生產。ASML 在本季

售出 7 套。 
 
以上各類型系統合計售出 76 套。ASML 在第一季末尚有 120 套曝光機系統訂單待履行，合約價值$47.4
億歐元。 
 
#曝光機系統營收分析 
ASML 在 2021Q1 的$43.64 億歐元總營收中，$31.29 億歐元來自曝光機系統銷售，$12.35 億歐元來自服

務性收入。服務性收入占比達 28.3%，可見 ASML 不光是靠賣機器賺錢，教導客戶如何使用機器、機器

維修保養、應用軟體服務..等也是大賺錢的來源。 
 
在曝光機系統銷售收入中，ArFi 浸潤式曝光機佔比 47%最高，EUV 曝光機佔比 36%次之，KrF 曝光機佔

比 11%居第三。EUV 售出 7 套就可達到如此高的收入占比，可見此系統之複雜且價昂。 
 
在曝光機銷售收入的終端使用佔比中，22%來自記憶體製造商，78%來自邏輯廠商。邏輯廠商佔收入來

源比從 2020Q1 的 72%上升了 6%，顯示晶圓代工及 Intel 這類非記憶體 IDM 廠對 ASML 的營收越來越重

要。 
 
在銷售的地理區域中，南韓從 2020Q1 的 31%佔比大幅躍升至 2021Q1 的 44%佔比，已成為 ASML 最重

要的客戶來源。台灣從 2020Q1 的 39%(當時第一名)上升為 2021Q1 的 43%，雖然佔比增加 4%，但不再

是 ASML 最重要客戶。我在下一篇文章會分析美商應材(Applied Materials)的營運成績，也可看到南韓客

戶從去年同期佔比大幅躍昇(從 19%上升至 25%)，而台灣的佔比卻大幅下降(從 26%下降為 19%)的現

象。南韓半導體國家隊的爆發力，值得密切關注。 
 
#損益比率令人驚豔 
ASML 過去五季營運績效逐季揚升，在損益表上展現的成績令人驚艷： 



毛利率：2020Q1(45.1%)，2020Q2(48.2%)，2020Q3(47.5%)，2020Q4(52%)，2021Q1(53.9%) 
營業利益率：2020Q1(17.5%)，2020Q2(27.2%)，2020Q3(30.7%)，2020Q4(35.3%)，2021Q1(35.8%) 
本期淨利率：2020Q1(16%)，2020Q2(22.6%)，2020Q3(26.8%)，2020Q4(31.7%)，2021Q1(30.5%) 
 
ASML 在 2021Q1 的營業利益率(35.8%)及本期淨利率(30.5%)都比去年同期大幅揚升，且數字高得驚人。

在全球半導體產業中，大概只有台積電能贏得過 ASML。(台積 2021Q1 的營業利益率 42%，本期淨利率

39%。) 
 
#超高本益比 
ASML 本季的稀釋每股盈餘是$3.2 歐元，它在 2021/5/21 於 NASDAQ 交易的收盤股價是$639.22 美元，

用 TTM 換算出來的本益比是 50.58 倍，比台積 31.41、聯電 19.02、聯發科 24.94、三星 17.65、蘋果

28.15、Intel12.6、AMD32.83、高通 18.86 都來得高。在大型半導體公司中，只有輝達 87.03、博通 52.47
的本益比高於 ASML。 
 
附圖表：(以下資料均直接擷取自 ASML 公司網站內容) 

 



 
 

 


